Optikai anyagok és technolégiak 11/ Optical materids and technologies 1(2/0/0/v/3)
Targyfelebs / Responsible lecturer: dr.Kocsanyi Laszlé

Ez egy, a mesterszakon (MSc)éadasra keridl targy masodik része, melynek
leghatékonyabb elsajatitasara akkor van ted#af, ha az elsrészt a diak mar lehallgatta,
ugyanakkor abbdl a sikeres vizsga megléte nem &biweny. E targy keretében az
elektromagneses fényelmélet és a szilardtestfizikdményeire alapozva megismertetjik
hallgatéinkat a fény és anyag kozotti specialicg&dhhatasok (anizotropia, kristalyoptika
nemlinearis optika, vékonyrétegek, hulldmvezetéd.) sgyakorlati hasznositasaval.
Targyaljuk az ezeken az effektusokon alapulé ophemek eballithsara alkalmazhaté
anyagokat, kristalyokat és azok legfontosabb tolegdgait. Ismertetjik az optikali
kristalyok eballitasanak, megmunkalasanak ésdnitésének alapuékljarasait, igy pl. a
novesztést, az orientalast és a vagast. Osszgldglal csiszolasi és polirozasi
technolégiak eltérését az Uvegnél alkalmazottakképest. Diakjaink elsajatitjak a
vékony réteg optikak (tikrozés géatlo rétegszerlagetinterferencia-szok, stb.)
tervezésének, gyartdsanak és dgmitésének alapjait. Hallgatoink betekintést nyeraek
felileti struktarak és a hullamved&t |étrehozasanak (litografia, diffuzié, ioncsere,
protoncsere, maratas, ionimplantacio, maratasdk) s€émakorébe, mialtal eljutnak a
legkorszetibb optikai eszkdzok, koztik az integrélt optikai arakorok (OIC)
miikodésének, gyartastechnoldgiai problémainak megghaz.

This is the second part of a two semester MSc epwrhich can be attended without
passing the examination at the end of the first fgased on electromagnetic light theory
and solid state physics, we make students acqdaintth the application of special

interactions of light and matter (anisotropy, cay&iptics, nonlinear optics, thin film

optics, waveguide optics, etc.). We discuss thetnmogortant optical crystals and

summarize their production technologies (orientgtgawing, grinding, polishing etc.) as
well as the applied machines and tools. Our stwdevitl learn the basic design,

production and characterization methods of optilcad film elements (e.g. antireflection

layer, interference filter, etc.). Students getradticed to surface structuring (e.qg.
lithography) and to modern material modificatiocheologies (diffusion, ion-exchange,
proton-exchange, ion-implantation, etching, etppleed for optical purposes. The aim is
to make students qualified for the speculative patidn of state of the art optical devices
including integrated devices (Optical Integratecc@its- OIC).
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technoldgiak, A ,Bevezetés a modern optikaba |Btetének (Miegyetemi Kiadd, 1988,
szerk. Richter Péter) 5. fejezete, HK. Pulker: @mat on glass, Elsevier, 1984, ISBNO-
444-42360-5.



